Plasmacluster 1ontova technologie SHARP

Plasmacluster je jedine¢na technologie, kterda mize utocit na virusy Sifené vzduchem,
rozkladat je a branit tak jejich ptisobeni na lidsky organismus. Pomaha nas udrzet v dobré
kondici a zdravé. Klicové je, Ze tato technologie neni zavisla na filtranich systémech, které
zachytavaji necistoty ve vzduchu, ale pouziva pozitivnich (+) a negativnich iontt (-), které
pusobi v celém prostoru mistnosti a zvysuji tak Sanci na skutecnou likvidaci virust.

Zasady osobni hygieny, myti rukou a pouzivani zafizeni pro sterilizaci rukou jsou dulezité
v ochrané proti virusiim na povrchu. Také pouzivani povrchovych Cisticii a desinfekci miize
byt uzitecné, ale nechrani proti necistotadm Sifenym vzduchem.

Jak funguje Plasmacluster technologie?

1) Plasmacluster uvoliiuje Ionty

Jednotka pouziva vysoké napéti a velké mnozstvi elektrickych vyboji, které tvoti pozitivni
(H) a negativni ionty (02), stejné jaké se daji najit v ptirod¢ jako jsou lesy, hory, pole. Takto
vytvoiené ionty jsou obklopeny molekulami vody, coz zajist'uje jejich dlouhou Zivotnost.

2) Napadeni mikrobii prenasSenych vzduchem

OH radical

Hydrogen{H}

Kdyz jsou ve vzduchu mikroby, pozitivni a negativni ionty se pifichyti na jejich povrchu,
vytvoii vysoce oxida¢ni hydroxidové radikaly (OH) a okamzité odstrani vodik (H) z proteinu
povrchil. To zptisobi rozloZeni povrchové membrany mikrobu a zneskodni ho.

3) Navrat do vzduchu ve formé vody



Water H-0}

Daéle, hydroxidové (OH) radikaly a vodik (H) se spolu slucuji a vytvarteji vodu (H,O), kterou
vraci do vzduchu.

Vyhody Plasmacluster iontové technologie
Redukce plisni

Plasmacluster ionty narusuji a odstranuji bunéénou membranu proteinii na povrchu
zachycenych plisni a brani tak jejich piisobeni.

Experimenty ukézaly, ze:

1. Plisn& pienasené vzduchem byly uzavieny v komore s plochou podlahy 31m?.
Plasmacluster ionty o hustot& 3.000 iontéi/cm’ byly vypoustény a mé&feny pro vzorek
vzduchu. Omezeni dosahlo minima po 90 minutéch.

2. Pretrvavajici plisn€ byly péstovany na PVC talifi po dobu 5ti dni. Potom co byly
vystaveny piisobeni 30.000 Plasmacluster iontt, plisen byla redukovana na vice nez 25%
celkového mnozstvi.

Experimenty byly provedeny vefejnymi testovacimi instituty:

1. Ishikawa Health Servis Association.
2. Japan Food Research Laboratories.

Redukce alergenti

Plasmacluster ionty narusuji a odstranuji proteiny v zadrzenych alergenech produkovanych
z vykall prachovych rozto¢t a mrtvych prachovych roztoc¢i a brani tak jejich ptisobeni.

Experimenty ukézaly, ze:

Méfeni Gi¢innosti alergent z prachovych rozto&t v neuklizeném pokoji o rozmérech 13m?
ukazalo, Ze s Plasmacluster o hustot& 3.000 iontéi/cm’ se objevil nulovy vzriist alergent.
Redukce zapachu

Plasmacluster technologie jemn¢ odstranuje zapach z okolniho vzduchu a zanechéva ho cisty
a svezi.



Experimenty ukazaly:

Plasmacluster technologie prokazatelné nic¢i slozeni zapachu. Pti pokojovém testu v prostoru
20m’a pfi hustot& iontd 20.000 ionti/cm’ byla prokazana vyrazna redukce zapachu po jedné
hoding.

Experimenty byly provedeny vetfejnymi testovacimi instituty:

Japan Spinners Inspecting Foundation.




